Protokot

posiedzenia komisji habilitacyjnej powolanej przez Centralng Komisje do Spraw Stopni i Tytuléw w
dniu 6 grudnia 2019 roku w celu przeprowadzenia post¢gpowania habilitacyjnego dr. inz. Bartlomieja
CICHEGO wszczgtego 18 kwietnia 2019 roku w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.

Komisja w skladzie:

1. Przewodniczacy Komisji — prof. Stanistaw Krukowski — Instytut Wysokich Cisnien PAN,

2. Sekretarz Komisji — dr hab. Piotr Solarz — Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych
im. Wiodzimierza Trzebiatowskiego PAN,

Recenzent — dr. hab. Leszek Bryja — Politechnika Wroclawska,

Recenzent — prof. Marek Grinberg — Uniwersytet Gdanski,

Recenzent — prof. Andrzej Suchocki — Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk,

Cztonek Komisji — dr hab. Krzysztof Korona — Uniwersytet Warszawski

Czlonek Komisji — prof. Jerzy Hanuza — Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych
im. Wiodzimierza Trzebiatowskiego PAN

ol O B R

zebrata si¢ 6 grudnia 2019r. o godzinie 12* w Instytucie Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych
PAN im. Wiodzimierza Trzebiatowskiego we Wroclawiu (INTiBS PAN).

Czlonkowie Komisji: prof. Marek Grinberg, prof. Andrzej Suchocki, dr hab. Krzysztof Korona
uczestniczyli posiedzeniu na zasadach wideokonferencji. Za opieke informatyczna odpowiadato
Centrum Informatyczne INTiBS PAN

W wyniku obrad komisja w glosowaniu jawnym podjeta jednomy$lnie nastepujaca uchwale:
Uchwata komisji habilitacyjnej w sprawie nadania

dr. Bartlomiejowi CICHEMU
stopnia doktora habilitowanego

Komisja habilitacyjna zapoznala si¢ z opiniami przedstawionymi przez recenzentdw. Komisja
stwierdza, ze wszystkie recenzje dorobku naukowego dr. inz. Bartlomieja CICHEGO podkreslaja
spetnienie ustawowych” i zwyczajowych wymagan i sa pozytywne w zakresie wymagan odnoszacych
sie do:

* .osiagnigcia naukowego uzyskanego po otrzymaniu stopnia doktora™,
* .znacznego wkiadu w rozwoj okreslonej dyscypliny naukowej”,
e istotnej aktywnosci naukowej”

i wnioskuje do Rady Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN im.
Wiodzimierza Trzebiatowskiego we Wroclawiu o nadanie dr. inz. Bartlomiejowi CICHEMU
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk $cistych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki
fizyczne.

" rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegétowego trybu
i warunkow przeprowadzania czynnosci w przewodzie doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w
postgpowaniu o nadanie tytutu profesora (Dz. U. z 2017 r. poz. 261); rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie kryteriéw oceny osiagnie¢ osoby ubiegajacej sie 0 nadanie stopnia
doktora habilitowanego (Dz. U. 2 2011 r. nr 196 poz. 1165); majace zastosowanie do postepowarn habilitacyjnych
wszczynanych do dnia 30 kwietnia 2019 r. w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1669 ze zm.), ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1789) za https://www.ck.gov.pl/articles/id/47.htm|
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Uzasadnienie

1. Ocena osiagnig¢cia naukowego

Jako swoje osiagniecie naukowe dr Bartlomiej Cichy przedstawit 7 prac opublikowanych w latach
2013-2019 w uznanych czasopismach o zasiegu migedzynarodowym. Prace te stanowia powiazany
tematycznie cykl publikacji objetych wspdlnym tytutem: ,,Analiza wybranych procesow optycznych w
uwiezionych kwantowo nanoczgstkach zwigzkow potréjnych grupy I-III-VI”. Wszystkie publikacje s3
wspolautorskie. W szeSciu publikacjach dr Bartlomiej Cichy jest pierwszym autorem a w jednej
wystepuje jako autor korespondencyjny. Wszystkie prace ukazaty si¢ w czasopismach ujetych w bazie
,Journal Citation Reports™:

Computational Materials Science, IF 2,575
Journal of Luminescence, IF 2,732

Journal of Materials Chemistry C, IF 5,976
Nanoscale, IF 7,233

RSC Advances IF 2,936

Applied Physics Letters IF 3,495

Journal of Optics IF 2,323

Ich sumaryczny IF wynosi 27,270. Z dolaczonych o$wiadczen wspolautoréw prac wynika, iz wkiad
habilitanta w powstanie wszystkich publikacji byl dominujacy.

Badane materialy, uzyte metody badawcze, uzyskane wyniki, a takze merytoryczng oceng osiggnigcia
naukowego recenzenci przedstawili w swoich raportach.

Oceniajac dorobek przedstawiony w powigzanych tematycznie publikacjach stanowigcych cykl
habilitacyjny dr hab. Leszek Bryja podkresla, ze dr inz. Bartlomiej Cichy przedstawil przysigpnie i
wyczerpujgco stan wiedzy przed podjeciem swoich badari co ulatwia oceng jego osiggniec naukowych
i celu badari jaki przed sobg postawil. Dzialalno$¢ naukowa dr. Barttomieja dotyczg bardzo aktualnej
tematyki badawczej, to znaczy eddzialywania fali elektromagnetycznej z materig w zakresie liniowym
jak i nieliniowym ze szczegélnym uwzglednieniem efektow trzeciorzgdowych. Obejmowaly one
glownie analize kinetyki relaksacji stanéw wzbudzonych, udziatu stanow defektowych w procesach
relaksacji oraz pasywacji defektéw powierzchniowych badanych struktur. Recenzent, wskazuje, ze
wszystkie prace dr inz. Bartlomieja Cichego wchodzace w zakres jego habilitacji dotycza prac
eksperymentalnych, realizowanych przy uzyciu zaawansowanych metod i technik badawezych, czgsto
w zagranicznych osrodkach — Texas Christian University w Fort Worth. Recenzent podkresla fakt, ze
badania po uzyskaniu stopnia doktora habilitant rezpoczgt we Wroclawskim Centrum Badar EIT+ i
kontynuowal je w Instytucie Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroclawiu wspolpracujge réwnie; z naukowcami spoza tych osrodkow, migdzy innymi z grupq
prof. dr. hab. Marka Samocia z Wydziatu Chemicznego Politechnika Wroclawskiej i prof. Zygmunta
Gryczyriskiego 7 Texas Chrisitan University ze Stanow Zjednoczonych Ameryki Poinocnej.

Analizujagc osiggnigcie naukowe habilitanta, Profesor Bryja wysoko ocenia poziom naukowy
przedstawionych prac. Oswiadcza, iz lektura tych artykulow dostarcza argumentow, Ze wszystkie
badania byly prowadzone w sposéh bardzo kompletny i na wysokim, swiatowym poziomie naukowym.
Nie ma zadnych uwag krytycznych co do zawartosci merytorycznej tych prac i z uznaniem stwierdza, ze
przedstawiony zestaw 7 publikacji w pelni spelnia wymogi ustawowe I zwyczajowe i stanowi
odpowiedniq podstawe do nadania stopnia doktora habilitowanego. Recenzent podkresla, ze habilitant
jest recenzentem w prestizowych czasopismach miedzynarodowych w tym w: Royal Society of
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Chemistry, Nanoscale Materials Chemistry, ACS Physical Chemistry, Journal of Luminescence,
Optical Materials, Journal os Alloys and Compounds, Synthetic Materials, Surface and Interfaces.

Zdaniem prof. Grinberga, przedstawione w rozprawie prace majq charakter kompleksowy, zawierajg
dane doswiadczalne, jak i interesujgce obliczenia abi initio. W szczegdlnosci w pracy 7
przeprowadzono wnikliwg analizg poréwnawczq roznych metod obliczeniowych, ktére moglyby byé
skutecznie zastosowane do analizy uktadow tréjskiadnikowych typu I-1II-VI. Recenzent zaznacza, ze
prezentowane przez Habilitanta prace ,podlegaly wnikliwej recenzji wydawniczej, wigc nie ma
koniecznosci ich merytorycznej oceny. Trzeba jednak stwierdzi¢, ze sa one na wysokim poziomie i
stanowig znaczacy wktad w poznanie struktury i proceséw radiacyjnych i nieradiacyjnych zachodzacych
w badanych kropkach kwantowych”. Prof. Grinberg podkresla, ze dotychczas ,.w przypadku uktadow
niskowymiarowych, jakim jakimi sa kropki kwantowa brak jest jednoznacznie zaakceptowanej teorii
opisujgcej ilosciowo zachodzace w nich procesy. Tym bardziej prace dr. Cichego stanowia ciekawy
wkiad w te¢ dziedzing wiedzy™ i cho¢ nie sg objetosciowo imponujace to ,.cykl przedstawionych prac
spetnia wymogi stawiane wobec habilitacyjnego osiagni¢cia naukowego™.

Prof. Suchocki w swojej recenzji zauwaza, ze ,.0siggnigcie habilitacyjne™ oparte zostalo géwnie na
nanoczastkach siarczku indowo-miedziowego (CulnS) oraz siarczku indowo-srebrowego (AgInS,)
oraz innych ukfadach niestechiometrycznych w tym nano-heterostruktur w postaci plaszcz-rdzen.
Recenzent podkresla, ze prowadzone przez habilitanta badania obejmuja wiasciwosci optyczne w tym
zjawiska nieliniowe trzeciego rzedu. Podkreslono, ze habilitant przygotowal i planowal badania,
prowadzit syntezg probek, wykonywat obliczenia numeryczne interpretujgc otrzymane rezultaty. Prof.,
Suchocki podkresla, ze wszystkie publikacje stanowigce habilitacje zostaly opublikowane w bardzo
dobrych czasopismach o wysokim wspélczynniku oddzialywania (impact factor). Prawie wszystkim (7
wyjgtkiem jednej) towarzyszy szeroki material uzupelniajgcy, pozwalajgcy na pelniejszy welgd
zarowno w dane eksperymentalne jak i ich analizg teoretyczng oraz szczegoly obliczeri numerycznych,
odznaczajac si¢ wysokim poziomem naukowym. Szczegdlng uwage Recenzent przywigzuje do pracy w
Nanoscale dotyczacej m.in. badania mechanizméw migotania kropek kwantowych AginS: i AgInsS;
/ZnS. Autorzy identyfikujq tutaj dwa takie mechanizmy, zwigzane m.in. 7 rozkladem jonéw Zn w
warstwie pasywujacej powierzchnie kropek oraz wplywem fotoprzetadowania ladunkowego na ich
wlasnosci emisyjne, ktére moze mie tez istotne znaczenie praktyczne. W recenzji prof. Suchockiego
dr inz. Cichy dobrze posluguje si¢ metodami obliczeniowymi 7 pierwszych zasad w ramach teorii
Sfunkcjonatu gestosci, co pozwala mu skutecznie modelowacé wlasnosci strukturalne, mechanizmy
tworzenia si¢ defektow, strukturg pasmowq oraz energetyczna domieszek i defektow réinych
zwigzkach, oraz ich wiasnosci optyczne. Recenzent podkre$la, ze habilitant poswieca wiele uwagi
mozliwym zastosowaniom aplikacyjnym, jak zastosowanie analizowanych materiatéw w biodetekcji
luminescencyjnej, nowych typach ogniw  fotowoltaicznych czy  generacji  promieniowania
terahercowego.
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2. Ocena aktywnosci naukowej oraz w zakresie ksztalcenia, wspolpracy naukowej i
popularyzacji nauki

Aktywno$é naukowa habilitanta opisana w jego autoreferacie zostata bardzo pozytywnie oceniona przez
recenzentow. Sklada sie na nia 41 publikacji, z ktorych 23 ukazato si¢ po uzyskaniu stopnia doktora.

Z tych prac 22 to regularne prace opublikowane w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej o
wysokiej randze miedzynarodowej takich, jak: Nature, Journal of Physical Chemistry C, Dalton
Transactions, Physical Chemistry Chemical Physics, Scientific Reports, Nanoscale, RSC Advances,
Journal of Luminescence, Applied Physics Letters, Optical Materials.

Zauwazalny jest wzrost oddziatywania prac habilitanta przed i po uzyskaniu tytutu dra. W okresie przed
prace to glownie wystapienia konferencyjne XIF — 4,17, po doktoracie ZIF — 94,78

Miarg oddziatywania wszystkich publikacji habilitanta jest sumaryczny impact factor wszystkich prac
rowny 98,95, calkowita liczba cytowan (bez autocytowan) rowna 257 oraz wspdlezynnik Hirscha
wynoszacy 10. Habilitant byt kierownikiem 2 projektow badawczych NCN, a w 3 projektach
badawczych brat udziat jako wykonawca. Uczestniczy!t jako wykonawca w pracach sieci naukowej w
ramach projektu POIG. Habilitant byl wspolautorem 40 prezentacji konferencyjnych, z czego 8
przedstawil jako referaty, w tym 1 na zaproszenie organizatorow. Habilitant jest takze wspotautorem
jednego wynalazku. Habilitant opracowat ponadto metodg bondingu anodowego przez cienkg warstwe
krzemu amorficznego. Opracowana przez mnie metoda uzyskata ochrong patentowa. Nalezy nadmienié,
7e prace habilitanta cytowane sg po pie¢ razy, juz w pierwszym roku po opublikowaniu.

Habilitant intensywnie i owocnie wspétpracuje z wieloma grupami badawczymi w kraju i za granicg.

1. Department of Physics and Astronomy, Texas Christian University, Fort Worth, Texas 76129,
2014, dwutygodniowy staz dotyczacy czasowo-rozdzielczej spektroskopii kropek kwantowych.
2. Center for Fluorescence Technologies and Nanomedicine, Department of Molecular Biology

and Immunology, Health Science Center, University of North Texas, 3500 Camp Bowie Boulevard, Fort
Worth, Texas 76107, 2014, dwutygodniowy staz dotyczacy spektroskopii pojedynczych kropek
kwantowych z wykorzystaniem techniki zliczania i korelacji pojedynczych fotonow.

Habilitant jest recenzentem takich czasopismach i biurach edytorskich jak: Royal Society of Chemistry,
Nanoscale, Materials Chemistry C, RSC Advances, ACS Physical Chemistry, Journal of Luminescence,
Optical Materials, Alloys and Compounds, Synthetic Metals, Surfaces and Interfaces.

Habilitant opracowal ponadto metode bondingu anodowego przez cienkg warstwe krzemu
amorficznego. Opracowana przez niego metoda uzyskata ochrong patentowa.

Od 2008 roku jest cztonkiem Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej (PTTS)

Sama dziatalno$é dydaktyczna jest raczej uboga (z racji na badawczy charakter pracy) i sprowadza si¢
do zaje¢ dydaktycznych ze studentami [ i Il roku, promotorstwa przy pracach magisterskich i obecnie
promotorstwa pomocniczego przy przewodzie doktorskim mgr. Adama Olejniczaka. Dziatalnos¢
popularyzatorska ogranicza sie do wykltadéw i pokazow na Dolnoslgskim Festiwalu Nauki.

Za dziatalnos$¢ naukowg habilitant otrzymat nastgpujace:

1. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego dla wybitnych mtodych naukowcow (DEC
0969/E-62/STYP/12/2017), rok otrzymania 2017, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego,
nagrode przyznano za osiagnigcia naukowe.

2 Nagroda Dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN (INTiBS PAN),
rok przyznania 2016, Dyrektor INTiBS PAN, za artykut “Laser-induced white-light emission from
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graphene ceramics - opening a band bag in graphene™ opublikowany w 2015 roku w czasopismie o
najwyzszym wskazniku impact factor.

3. Zloty medal na targach Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation —
Brussels Innova, rok przyznania 2015, Komitet Organizacyjny Brussels Innova, wyréznienie przyznane
za wynalazek “Graphene-based source of broadband white light™.

4. Nagroda za najlepsza prezentacjec podczas konferencji 22nd International Vacuum
Nanoelectronics Conference, Hamamatsu, Japan 2009 in recognition of novel ingenious work entitled
“Miniature field emission light sources associated with silicon-glass micro-cytometer for measurements
of quality of oocytes™, rok otrzymania 2009, Komitet Naukowy konferencji IVNC, wyréznienie za prace
nowatorskiego  rozwiazania technologicznego dotyczacego mikrosystemowego analizatora
mikrofluidycznego pracujacego z nowego typu (opracowanymi przez autora) zrédtami $wiatat z emisja
polowa z nanorurek weglowych.

5. Wyréznienie Komitetu Naukowego IX Konferencji ELTE 2007 za prezentacje pracy “Electron
field emission from microtips arrays”, rok przyznania 2007, Komietet Naukowy konferencji ELTE,
wyrdznienie za najlepsza prezentacje na konferencji ELTE 2007.

6. Wyrdznienie Dziekana Wydzialu Elektroniki Mikrosysteméw i Fotoniki Politechniki
Wroctawskiej, rok przyznania 2006, wyréznienie za zajecie I miejsca w wydzialowym konkursie za
prezentacj¢ pracy magisterskiej pt. “Badania nad modyfikacja technologii ostrzy typu mold”

7. Laureat konkursu na najlepszego absolwenta Wydziatu Elektroniki Mikrosystemdw i Fotoniki
Politechniki Wroclawskiej w roku akademickim 2005/2006

Podsumowujac aktywnos¢ naukowsa i dydaktyczng habilitanta dr hab. Leszek Bryja stwierdzit, ze dr.
ini. Bartlomiej Cichy jest laureatem kilku nagréd za dziatalnos¢é naukowq i racjonalizatorskq
Otrzymal migdzy innymi” nagrode Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego dla wybitnych mlodych
naukowcow, zloty medal na targach technologicznych w Bruskeli, co swiadczy, ie jego praca
naukowa jak i racjonalizatorska jest zauwazalna przez srodowisko naukowe. Recenzent zauwaza, ze
dorobek dydaktyczny nie jest zhyt duzy, co jest zrozumiale, gdyz pracowal i pracuje w instytucjach
badawczych, a nie w szkole wyiszej.

Podobnego zdania jest prof. Andrzej Suchocki, ktéry zauwaza skromny dorobek popularyzatorski
Habilitanta, ktory ogranicza si¢ wedlug recenzenta do wspélprowadzenia wykladu z pokazami na
Dolnosigskim Festiwalu Nauki. Dodaje jednak dalej, ze skromnos¢ dorobku wynika z zatrudnienia
[habilitanta] w instytucjach badawczych nieprowadzgcych dydaktyki na poziomie ponizej studiow
doktoranckich.

Prof. Grinberg zauwaza, ze dr Cichy jako pracownik EIT+, a pééniej INTIBS PAN nie mial wielu
okazji do prowadzenia wykladow i innych zajeé dydaktycznych dla studentéw. Nie znaczy to jednak,
e brak mu catkowicie doswiadczenia dydaktycznego.

3. Whnioski

We wnioskach koncowych swojej recenzji dr. hab. Leszek Bryja stwierdza, ze habilitant przedstawil
szereg waznych wynikow dotyczacych badan potprzewodnikowych koloidalnych kropek kwantowych.
Stwierdza ponadto, ze rozprawa spelnia warunki okreslone w ustawie i rozporzadzeniach o stopniach
naukowych i ocenia bardzo wysoko zaréwno dorobek naukowy, jak i samg rozprawe habilitacying dr
inz. Barttomieja Cichego.

Prof. Marek Grinberg stwierdza, ze dr Bartlomiej Cichy osiggngl po doktoracie wysokq pozycje w
srodowisku naukowym. Cykl publikacji, ktéry przedstawil jako osiggnigcie naukowe stanowi istotny
wkiad w dziedzing badar nad nanoczgstkami pétprzewodnikéw trojsktadnikowych”.
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Prof. Andrzej Suchocki uwaza, ze .0siggnigcia naukowe”, a takze caly dorobek profesjonalny dr.
Bartlomieja Cichego spelniajg wymagania zamieszczone w aktach prawnych [...] konieczne do
uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka™ i wnosi o
nadanie Habilitantowi tego stopnia.

Dr hab. Krzysztof Korona stwierdzil, ze ,.indywidualny wkiad pana Bartlomieja Cichego jest wyraznie
widoczny, co mozna zauwazyé poréwnujgc jego prace. Wynika to tez jednoznacznie z jego oswiadczen
w kladzie w poszczegdlne publikacje”. Zgodnie wymogami dotyczacymi habilitacji, a zawartymi w
artykule 219 w ust 1 punkcie 3 ustawy ‘Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce” pan Barttomiej Cichy
wykazuje si¢ istotng aktywnoscia naukowg realizowana w wigcej niz jednej instytucji naukowe;.
Podsumowujac Dr hab. Krzysztof Korona stwierdzil, ze ,.dorobek naukowy dr. Bartlomieja Cichego
spelnia wymogi niezb¢dne do nadania stopnia doktora habilitowanego™.

Wedtug prof. Jerzego Hanuzy ,,Dr Bartlomiej Cichy zlozyl wszystkie dokumenty okreslone w ustawie
oraz odpowiednim rozporzgdzeniu” Prof. Jerzy Hanuza w swojej Opinii wysoko ocenia wszystkie
osiagniecia Habilitanta i ,.ekomenduje Radzie Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badar
Strukturalnych PAN poparcie wniosku o nadanie kandydatowi stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk fizycznych”. Zwraca uwagg, ze Dziatalnos¢ dr Bartlomieja Cichego zostata
oceniona bardzo wysoko przez krajowe i miedzynarodowe gremia naukowe. Habilitant jest
beneficjentem wielu nagréd przyznawanych przez kierownikéw jednostek naukowych, komitety
naukowe oraz organizacje resortowe. Waznym wyroznieniem byta nagroda Ministra Nauki 1
Szkolnictwa Wyzszego dla wybitnych mlodych naukowcow. Szczegdlne znaczenie ma jednak zloty
medal na targach innowacyjnych w Belgii, przyznany w 2015 roku przez Komitet Organizacyjny
Targow.

Dr hab. Piotr Solarz ocenia wysoko osiggnigcie naukowe przedstawione w rozprawie habilitacyjnej i
wnosi o dopuszczenie dr. inz. Bartlomieja Cichego do dalszych etapéw postgpowania habilitacyjnego
podkreslajac ,.wzrost dorobku naukowego przed i po doktoracie. Dorobek liczony jako sumaryczny
wspdlczynnik wplywu (1zw. impact factor) wzrost z 4,17 do 94,78 "

Podsumowujac dyskusje przewodniczacy komisji habilitacyjnej Profesor Stanistaw Krukowski
stwierdzil, ze dorobek naukowy popularyzatorski i dydaktyczny w zupelnosci spetnia wymagania
ustawowe stanowione przy nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie
fizyka. W zwigzku z tym wnioskuje wnioskuje do Rady Naukowej INTiBS PAN o przeprowadzenie
dalszych etapéw procedury nadania stopnia doktora habilitowanego doktorowi Bartlomiejowi
Cichemu.

Na zakonczenie posiedzenia przewodniczacy komisji habilitacyjnej poddal pod glosowanie jawne
uchwale rekomendujaca Radzie Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN
im. Wiodzimierza Trzebiatowskiego we Wroctawiu nadanie dr. inz. Barttomiejowi CICHEMU stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk $cistych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne.

W glosowaniu jawnym wszyscy obecni czlonkowie komisji habilitacyjnej (7 osob) glosowali za
przyjeciem uchwaty.

Po glosowaniu Komisja zakonczyta posiedzenie.
Podpisy cztonkdéw Komisji Habilitacyjnej:

1. prof. dr hab. Stanistaw Krukowski — Instytut Wysokich Cisnien PAN w Warszawie
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2. dr hab. Piotr Solarz — INTiBS PAN we Wroctawiu
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